


Estetica naturala restaurata
intr-o singura sedinta

Initial LiSi Block: un nou bloc pe baza de disilicat de litiu
pentru restaurari intr-o singura sedinta

Initial LiSi Block este un bloc pe baza de disilicat de litiu, complet cristalizat, ce ofera proprietati fizice optime
fara a necesita ardere. Acest bloc unic contine tehnologia HDM (High Density Micronization), patentatd de GC,
pentru stomatologia CAD/CAM oferind rezistenta ridicata la abraziune, margini netede si rezultate finale estetice.
Aceste caracteristici il fac sa fie solutia ideald, ce economiseste timp, in cazul tratamentelor in cabinet intr-o singura

programare.
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Margini durabile, estetice & exacte
Opalescenta naturala
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Doar frezati, lustruiti si pozitionati

Initial LiSi Block poate reduce dramatic timpul de procesare: nu sunt necesare arderea, glazurarea, caracterizarea si
racirea. Acest lucru economiseste pana la 40% din timpul* necesar pentru realizarea restaurarilor dumneavoastra,
reducénd de asemenea timpul petrecut in cabinetul stomatologic de dumneavoastra si de pacient. Trebuie doar sa

frezati, sa lustruiti si s& pozitionati!

Lustruire si finisare

Initial LiSi Block 40% TIMP ECONOMISIT

IPS e.max CAD

0 10 20 30 40 50 60
Time (min)

1 Frezare 2 Pre-lustruire 3 Aplicare putty 4 Cristalizare 5 Racire 6 indepartare putty 7 Curatare 8 Lustruire finala

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere
*In conditiile de testare pe baza IFU.



Estetica durabila si margini netede
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e Rezistenta optimizata la acid si la abraziune pentru a ajuta la conservarea in timp a esteticii restaurarilor
dumneavoastra.

e Stabilitate marginalad excelenta pentru margini netede.

Fiind complet cristalizat inainte de frezare, Initial LiSi Block poate fi frezat direct cu margini netede si exacte
Alternativ, poate fi ars dupa colorare pastrandu-si acuratetea marginala foarte buna

Initial LiSi Block Initial LiSi Block IPS
Distanta marginala (Lustruit) (Colorare & glazurare arse) e.max CAD
200
’E\ 180 -
= 160
0
< 140
£ 120
[®))
© 100
S 80
)(U‘
260
g 40
A 2
0
Initial LiSi Initial IPS CEREC
Block LiSi Block e.max Tessera
(Lustruit) (Ars) CAD

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere Restaurare cu Initial LiSi Block in lumina

directa si indirecta.

Opalescenta naturala

Initial LiSi Block este disponibil cu transluc

ta (HT) si
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LiSi Block

Ghid de preparare

6,0° 1.0mm  60° 1.5 mm 1,5mm 1,5mm

1,0mm

I

I
1,2mm 1,2mm

1,0 mm 1.0mm
1,0 mm 1.0mm 1,0mm
Inlay / Onlay Coroane totale

® Unghiul peretelui cavitatii: 6° cu ax lung
® Preparatie cu prag

e Unghiul peretelui cavitatii: 6~10° conic
e Preparatie cu sant adanc sau rotund

Recomandari pentru
cimentare

Pentru Initial LiSi Block este recomandata
cimentarea adeziva. Atat G-CEM ONE cét si G-CEM
LinkForce de la GC pot fi utilizate pentru orice tip
de indicatie atunci cand se utilizeaza Initial LiSi

Block.

Functionalitate si estetica

«Sunt foarte entuziasmat de opalescenta
naturala si adaptarea nuantelor
versiunii HT a lui LiSi Blocks.»

MDT Christian Hannker,

Germania

Aol

«lubesc opalescenta lui LiSi Block si
de aici rezulta stabilitatea culorii si
adaptarea perfecta a nuantelor.»
Dr. Christian Lampson,

Germania

Prin amabilitatea MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Italia



Tehnologie HDM pentru stomatologia CAD/CAM
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N , . B Rezistenta biaxiala la flexiune (MPa)
In vederea oferirii de solutii rapide pentru o stomatologie intr-o singura

programare, GC a dezvoltat in continuare tehnologia HDM pentru £00
stomatologia CAD/CAM prin optimizarea marimii cristalelor si a rigiditatii 400
matricei de sticld. Datorita acestei tehnologii noi se obtin in acelasi timp 300
prelucrare buna, integritate marginald, capacitate de lustruire si rezistenta o
la abraziune. Rezultatul il reprezinta un bloc durabil si usor de frezat ce
oferd aceeasi rezistenta indiferent daca este ars sau nu. 100
0
Initial LiSi Initial LiSi
Block Block
(Lustruit) (Colorare &
glazurare arse)
Disilicat de litiu conventional Tehnologie HDM pentru CAD/CAM Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere

(IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

Rigiditate imbunatatita a matricei
de sticla pentru rezistentd mecanica
ridicata

Cristale de dimensiune mai mica
pentru frezare simpla si rezistenta
ridicata la abraziune

Sursa: GC R&D, Japonia, Date la cerere

Flux de lucru

Prin amabilitatea Prof. Matteo Basso, Italia

Frezare

Preparare Scanare

Lustruire Conditionare Cimentare Rezultat final



Informatii pentru comanda

Initial LiSi Block
freza CEREC, marime 14
Ref. Nuanta
012919 A1 HT
012920 A2 HT
012921 A3 HT
Ridicata
$ HT 012922 B1HT
% ATHT A2HT A3HT B1HT 012923 A L
E 012924 A2LT
i ‘1 E =W ®H N 012925 A3 LT
Scazutd A1LT A2LT A3LT B1LT 012926 S

1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.
Am J Dent. 33(6):291-295.

*IPS e.max CAD si CEREC Tessera nu sunt marci inregistrate a GC.
G-CEM LinkForce™, G-CEM ONE™, Initial ™ LiSi Press, Initial ™ IQ Lustre Pastes ONE si Initial™ Spectrum Stains sunt marci inregistrate a GC.

Produse conexe
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GC EUROPE N.V. GC EUROPE N.V.

Head Office GCEEO Romania
Researchpark, Str. Carol Davila 21A,
Haasrode-Leuven 1240 etaj 2,ap.17, sector 5
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven RO - 050451 Bucuresti

Tel. +32.16.74.10.00 Tel: +40.31.425.75.27

Fax. +32.16.40.48.32 info.romania@gc.dental
info.gce@gc.dental https://europe.gc.dental/ro-RO
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